ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2022 22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
Curso Superior: L257 Design de Espagos
Licenciatura
OPCAO CANDIDATURA ETAPA COLOCAGAO (contingente) DISTRITO/GAES DE CANDIDATURA
Opcao Cands.% Cols. % Etapa Colocacao Cands. % Cols. % Nota Distrito Origem Cands. % Cols. %
12 7 14 4 40 1 Deficientes 1 2 0 O Leiria 17 33 4 40
28 6 12 2 20 17 Geral 51 100 10 100 137.6 Lisboa 11 22 2 20
32 13 25 2 20 Total 52 10 Santarém 7 14 1 10
42 9 18 1 10 Coimbra 4 8 0 0
52 9 18 0 O Aveiro 3 6 0 o
68 7 14 110 Evora 2 4 110
Total 51 10 Castelo Branco 2 4 0 0
Viana do Castelo 1 2 0 0
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 12° ANO (15 mais frequentes) ~ Setubal T2 1710
Sexo Cands.% Cols. % Curso 122 ano Cands.% Cols. % Porto 12 0 0
o Guarda 1 2 1 10
Masc. 15 29 1 10 F64 Artes Visuais 34 67 9 90 Faro 1 o 0 0o
Femin. 36 71 9 90 F62 Linguas e Humanidades 6 12 0 0
Total 5 10 F72 Design de Produto 3 6 o o Toul 51 10
P37 Técnico de Design 2 4 0 0
z P11 Técnico Auxiliar de Saude 1 2 110
MEDIAS dos Colocados 822 Agrupamento 2/ artes e oficios 1 2 0 0
Nota de candidatura 144.9 950 Eguiyaléncias Estrzfmge_iras (Decre't 1 2 0 0
Prova de ingresso 144.4 P28 T?cn!co de ConTunrlcggao-Marketln 1 2 0 0
Média do 122 ano 145.2 P14 Tecnlco~de Mrultllmedla 1 2 0 0
Média do 10112 ano 145.0 F73 Produgéo Artistica 1 2 0 0
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